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POLIGRAFIA Klisze fotopol i merowe 
Postanowienia ogólne ' 

Photopolymer printing Clichćs photopolymL·ri4ues 
platcs Rcsolution gćnćral 

Generał statements 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są klisze 
fotopolimerowe sporządzone w systemie ciekłym. do 
drukowania na maszynach 'typografi cznych oraz do 
tł oczenia introligatorskiego na zimno . 

1.2. Określenia. Nazwy elementów kliszy podano na 
rys. l i 2. 

a-1mm] 
b- q 1 mm Wielkości trJturo/ne 
c- O;Jmm diaklist fmm 
a,- f,1mm 
ar0,1nm 

Rys. l. Nazwy elemenrów kli szy 
a - grubość kliszy na poJłożu własnym . . 

a, - grubość kliszy mt podłożu ob~:ym. 

a , - grubość podłoża obcego. 
b - głębokość kliszy. 
c - grubo~ć podłoża własnego. 

a - kąl nachylenia powierzchni bocznej tworzących clemc·nty dru
k ujące. 

l - powierzchnia drukująca. 
2 - demcni drukujący. 
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R" . 2. Na zwy wad klh 7.y 
"· {J - ró;inc kąty na chylenia bocznej ścianki d ,·melll u dru k ującego. 

l - p~dtcrz po ta d ,·mcntcm Jrukuj;Jcym 
2 - po;i.·hnz (wl poJ l'l <;mc·ntcm clrukuj:jcym . 
3 - stnrstkość podło7.a . 

4 - poJm yciL' d ememu dru kującq:o. 
5 - uszkodt.cnic mechanietlll" d cmcntu drukuj<jccgo . 
6 - u>tkoJt.cni•• mcch;tnionc podłoża własnego luh ob~:ego. 

7 - różnil-a w gruhośd kl iszy. 

2 . PODZIAL l OZNACZENIE 

2.1. Podział 

2.1.1. Typy. Ze względu na rodzaj podłoża, rozróżn i a 

się trzy typy klisz: 
PW - na podłożu własnym (t.zw. bezpod lożowe) . 

PT - na podłożu z folii z tworzywa sztucznego. 
PM - na podłożu metalowym. 
2.1.2. Rodzaje. Ze względu na zastosowanie w tech

nice drukowania rozróżnia s ię siedem rodzajów klisz: 
TP- do drukowania typograficznego na maszynach 

płaskich i dociskowych. 
TR -do drukowania typograficznego na maszynach 

rotacyjnych, 
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- o liniaturze 30 
- (' linia turze 34 

o linia turze 40 
4X - o liniaturze 48 l/cm, 

2.1.5. Barwność. Ze względu na ko lorys tykę rozróż

nia s ię t rzy barwn ośc i klisz: 
l B do druk owa nia jednoba rwnego (pojedyncze), 

WB do drukowania wie lobarwnego (ko mp leto-
wane), 

WK 

wane). 
do drukowania wielokolorowego (kompleto-

2.2 . Przykład oznaczania k liszy fo topolimerowej 
o grubości 1.75 (1. 75) na podl ożu wlasnym (PW) du. 
drukowania typograficznego na maszynach plaskich 
i d ociskowych (T P), kreskowej (K ), nie ras trowanej (0). 
do drukowania jednobarwnego (I B): 

KLI SZA FOTOPOLIMEROWA 1.75:PW-TP-K-O-ll:l 
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3. WYMAGANIA l BADANIA 

Wymagani<~ i bada nia - wg arkuszy szczegółowych . 

KON I EC 

INFORMAC.IE DODATKOWE 

J.. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo- Rozwo
jowy Pu~mysłu Poligral"icznego w Warszawie. ul. MicJ7iana II . 

2. Autorzy projektu normy- mgr K. Wysocka i mgr inż. J . Ko nt
kiewicz. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego 
- opra~owanie merytoryczne; J. Krukowski, Ośrodek Badawczo-
- R~zwojo\\~Y Przemysłu Poligraficznego - opracowanie normaliza-
cyjne. 

3. Wykaz arkuszy szczegółowych~ 
Arkusz 00 Kl isze fotopol imcrowc. ? ostanowienia ogólne 
Arkusz Ol Klisze fotopolimcruwe. Typ PW. Wymagania i badania 
Arkusz 02 Klisze fotopolimerowe. Typ PT. Wymagania i baJania 
Arkusz 03 
Arkusz 04 
Arkusz 05 Kl isze fo topolimerowe . Pakowa nie. przechowywa nie 

i transport 


